技术领域及背景
技术领域           

本实用新型涉及治金窑炉，特别是一种利用还原炉余热供立窑烧制煅 白的炼镁设备。           

背景技术           

目前使用的皮江法炼镁工艺生产金属镁，年产量总和占我国的98％以 上，是当今世界炼镁工业中比较先进的方法之一。它的主要生产设备是立 窑和还原炉，立窑或旋转窑用来将白云石在950-1200℃条件下烧制煅白， 还原炉是将粉碎、配料、制成球的煅白装在罐内经还原炉在1180-1125℃之 间还原分解12-16小时，最后得到金属镁。这种方法的最大缺点是立窑和 还原炉的余热都不能被充分利用，大量余热随废气排放，不但能源浪费严 重，增加生产成本，而且还严重地污染周边环境。  
